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１．概要（Summary） 

電子ビーム蒸着装置(EBX-6D)を用いて、膜厚 1μm
の Fe40Ni60合金を石英ガラス基板上に作製した。 
 
２．実験（Experimental） 

Fe40Ni60 合金は結晶方位に依らず磁歪特性が

20ppm 程度になるため、薄膜磁歪特性評価装置の校

正用試料として活用できる。Fe40Ni60合金薄膜を用い

て装置の校正を行った後、Fe 基磁歪材料の磁歪特性

の評価を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 得られた試料は膜厚、膜質ともに良質であり、バル

ク体と同程度の 20ppm の飽和磁歪特性を示すことが

薄膜磁歪特性評価装置により確認することができた

（Fig.1）。その結果、他の磁歪材料に関しても信頼性

の高い磁歪特性が得ることができた。 
 

 
Fig.1 Magnetostrictive property of a Fe40Ni60  
alloy film. 
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